
◆洗浄実験 依頼書◆

発効日： 　　　　　年　　月　　日
貴社名 御担当者 氏名
御所属 TEL
E-mail FAX
住所

処理量 バスケット

メーカー 型番
メーカー 型番
洗浄方式
搬送機構

メーカー 型番
価格（円/L）
洗浄方式
搬送機構
納入時期 御予算
納入場所

規制

御希望
洗浄装置

□シャワー □超音波 □噴流 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□半年以内 □1年以内 □2年以内 □未定 □500万円 □1000万円 □3000万円 □5000万円
□一般工場 □クリーンブース（クラス　　　　　　　　　　　） □国内（　　　　　　　　　　　　県） □国外（　　　　　　　　　　　　　　）

                                　　　　　　    pcs/月                                 　　　　　　    pcs/バッチ

□手動 □半自動 □自動

種類

貴社情報

洗浄対象物

種類

□シャワー □超音波 □噴流 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□フラックス（□ロジン系□水溶性）、□加工油（□鉱物系 □植物系）、□パーティクル（□金属 □有機物 □シリカ系）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

部品・設計・
寸法・要求洗
浄度・現状の
問題点など

製造プロセス
洗浄前：
洗浄後：

製品の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
製品の分野
□ウェハ □パッケージ基板 □半導体パッケージ □カメラモジュール □アクチュエータ □実装基板 □HDD □電子デバイス □車載部品 □コイル
□モーター  □Flip-Chip □センサー（CMOS、CCD）□フローパレット □メタルマスク
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
製品の材料
□シリコン系 □ガラス系 □はんだ（□Pbフリー □ハロゲンフリー □その他：　　　　　　） □セラミック系
□金属（□Cu系 □Au系 □Ni系 □Al系 □Fe系 ）□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

対象製品

御希望
洗浄液

種類

その他
御要望

対象汚れ

現行
洗浄装置

現行
洗浄液

□水系（主成分：水） □準水系（主成分：溶剤系） □炭化水素系 □ハロゲン系 □アルコール系
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□危険物 □非危険物 □廃水設備有り □廃水設備なし □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□水系（主成分：水） □準水系（主成分：溶剤系） □炭化水素系 □ハロゲン系 □アルコール系
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□手動 □半自動 □自動
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